
研究者向け 
知財セミナー 
研究者向け 
知財セミナー 
事例研究を通じて 
特許権の権利範囲と知財戦略等を学び、 
「特許の創出、権利化」に向けた 
実践的な知識を2段階で習得 

開催日時 

開催場所 

対象者 

お申し込み 

基礎編 

実務編 

12月3日（木） 
12月4日（金） 

平成21年 

13:30～16:30

平成21年 

平成21年 

室蘭工業大学 
地域共同研究開発センター（ＣＲＤ） 産学交流室 
室蘭市水元町２７-１　室蘭工業大学内 

ＦＡＸ（裏面の申込書）または、Ｅ-mailで 

大学・高専、公設試および民間企業の研究者、 
知財実務関係者など 

平成21年 

9:00～12:00

12月3日（木） 
12月4日（金） 
13:30～16:30

9:00～12:00

（裏面地図参照） 

お申し込み・お問い合わせ先 

ノーステック財団　企画総務部　杉本 （財団法人 北海道科学技術総合振興センター）　  
FAX：011-708-6529　TEL：011-716-9168 
E-mail：chizai_seminar＠noastec.jp 
北海道経済産業局ウェブサイトに掲載　http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/kenkyusya/index.htm

参加費用 
無料 
参加費用 
無料 
参加費用 
無料 
定員３０名程度 

●主催：経済産業省北海道経済産業局　●実施機関：ノーステック財団 （財団法人 北海道科学技術総合振興センター） 



研 究 者 向 け 知 財 セ ミ ナ ー  研 究 者 向 け 知 財 セ ミ ナ ー  

※本申込書でご提供いただく情報は、本セミナーの運営のみに利用いたします。 

所　属　名

役　　　職

氏　　　名

電 話 番 号

参 加 日 程
該当する数字に○をつけて下さい。

1. ２日間参加 2. １２月３日（木）のみ参加 3. １２月４日（金）のみ参加

Ｅ - m a i l

【 ご 記 入 願 い ま す 】

研究者向け知財セミナー（１２月３-４日室蘭開催分） 
FAX申込書 

（財）北海道科学技術総合振興センターあて（FAX番号０１１-７０８-６５２９） 

ＦＡＸ申込書 １１月２６日（木）締切 

講師略歴 

カリキュラム 
（予定） 

●講師

●現職　 弁理士　西澤国際特許事務所所長

             独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）契約弁理士

             財団法人神奈川科学技術アカデミー（ＫＡＳＴ）顧問弁理士

●略歴　 １９７２年　東京工業大学工学部卒業

　　　　 同　 年　特許庁入庁

　　　　  　　　　特許庁審査官（一般有機、応用化学、塑性加工）、

　　　　　　　　  特許庁審判官を歴任

　　　　 １９８５年　特許庁退官　弁理士登録

西澤　利夫 （にしざわ　としお） 氏 

基礎編 
（１）特許権の本質

（２）攻撃と防御の関係

（３）出願前後の過程

（４）特許権の権利範囲、その有効性の判断についての基本的観点

（５）特許権侵害訴訟(判決)等に見られる特許明細書についての課題(事例研究)

（１）事例研究からの対策

（２）特許明細書作成―――実例とチェックポイント

（３）共有特許権をめぐる訴訟（判決）に見られる特有の課題（事例研究）

（４）外国特許（特に米国、中国）出願への対応

（５）特許戦略上の重点課題の検討

実務編 

※本セミナーは、２日間連続の参加を原則としますが、ご都合がつかない方は、１日のみでの参加でも結構です。

１２月３日（木） 
１３：３０～１６：３０ 

１２月４日（金） 
９：００～１２：００ 

※同一機関からお車でご来場の際は、できるだけ
　お乗り合わせでお越し下さい。 

室蘭環状線
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地域共同研究開発センター 

水元小学校
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会場案内図
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